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БГУ – столетняя история успеха

Как только основной поток ионов пролетел сетку (~ 4 мкс после начала воздействия лазерного излу-
чения), потенциал, поданный на нее с источника питания U1, уже не заэкранирован ионами, и электро-
ны начинают двигаться к мишени, резко увеличивая обратный ток. Результатом прямого тока ионов 
и обратного тока электронов на кривой тока в промежутке мишень – сетка является второй «горб».

Третий «горб» на кривой тока в промежутке мишень – сетка определяется ионным потоком и об-
ратным потоком электронов в конце распадающегося лазерно-плазменного факела. При этом после 
сетки формируется поток заряженных частиц в  сторону подложки, состоящий преимущественно из 
ионов (см. рис. 2, б ). И это общий ток ионов на подложку увеличенных размеров. Необходимо экс-
периментально проконтролировать распределение плотности ионного потока вдоль радиуса подложки 
увеличенных размеров.

Рис. 1. Общая схема эксперимента:  
1 – лазерное излучение; 2 – алюминиевая мишень; 3 – сетка;  
4 – подложка; 5 – неподвижный зонд; 6 – подвижный зонд;  

ОСЦ1 и ОСЦ2 – сигналы, снимаемые на первый луч; ОСЦ3 и ОСЦ4 – сигналы,  
снимаемые на второй луч; U1 и U2 – независимые источники питания; 

R н1, R н2, R н3 и R н4 – нагрузочные сопротивления
Fig. 1. General scheme of the experiment:  

1 – laser radiation; 2 – aluminum target; 3 – grid; 4 – substrate;  
5 – fixed probe; 6 – mobile probe; ОСЦ1 and ОСЦ2 – signals taken on the first beam;  

ОСЦ3 and ОСЦ4 – signals taken on the second beam; U1 and U2 – independent power sources; 
R н1, R н2, R н3 and R н4 – load resistance

Рис. 2. Токи при воздействии лазерного излучения  
плотностью мощности 3 ⋅ 108 Вт/см2 на алюминиевую мишень:  

а – в промежутке мишень – сетка; б – в промежутке сетка – подложка 
Fig. 2. Currents at acting laser radiation with a power density of 3 ⋅ 108 W/cm2 on aluminum target:  

a – in the target – grid interval; b – in the grid – substrate interval


